3. Campos de aplicacién recomendados

Elegir vélvulas con resortes de platino-iridio o tantalio dependiendo del campo de aplicacion.
El aparato puede utilizarse para dosificar los medios siguientes:

Medio a dosificar

Resortes de valvulas: Resortes de valvulas: Ta

Pt-Ir
Acido acético + +
Acido clorhidrico + +
Acido fluorhidrico* + -
Acido fosférico + +
Acido nitrico + +
Acido perclérico + +
Acido sulfurico + +
Agua + +
Bromo + +
Hidroxido de sodio, 30 % + -
Peréxido de hidrégeno - +
Solucién amoniacal + +

+ apropiado - no apropiado

* Indicacion:

El cido fluorhidrico ataca ligeramente al zafiro. Para reducir los valores de aluminio levemente elevados
recomendamos desechar antes del anélisis 3-5 dosificaciones de 2 ml cada una.
Los compuestos que contienen fluoruros, como NaF, atacan el tantalio.

Esta tabla ha sido comprobada cuidadosamente y se basa en los conocimientos actuales. Observar siempre las instruc-
ciones de manejo del aparato y las indicaciones del fabricante de los reactivos. Ademas de los productos quimicos
arriba mencionados pueden ser dosificados un gran numero de soluciones salinas organicas e inorganicas (por ej. reac-
tivos tampon bioldgicos), detergentes bioldgicos, asi como medios para el cultivo de células. Si necesita informaciones
sobre sustancias quimicas que no estan mencionadas en la lista, por favor llamenos por teléfono. Edicion: 0216/2



